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氧化多孔硅/聚合物复合膜的折射率 
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摘要  用Bruggeman模型理论，分析了氧化多孔硅/聚合物复合膜的等效折射率与多孔硅孔隙率、氧化度和嵌入率
的关系.实验研究了嵌入PMMA材料的氧化多孔硅/聚合物膜的等效折射率.证实了在多孔硅中嵌入聚合物可使薄膜的
光学参量保持稳定. 
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